ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2010

22 Fase do Concurso Nacional de Acesso

Estabelecimento: 3092 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestéo
Curso Superior: 9072 Design de Equipamento
Licenciatura
OP(;AO CANDIDATURA ETAPA COLOCA(;[\O (contingente) DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Opcao Cands. % Cols. % Etapa Colocacgao Cands. %  Cols. % Nota Distrito Origem Cands. %  Cols. %
12 7 18 3 21 17 Geral 39 100 14 100 Porto 8 21 5 36
22 6 15 5 36 Total 39 14 Braga 7 18 1 7
32 3 8 2 14 Guarda 6 15 3 21
42 13 33 3 21 Viseu 5 13 2 14
52 5 13 0 O Lisboa 2 5 0 0
62 5 13 1 7 Leiria 2 5 0 O
Total 39 14 Aveiro 2 5 0 0
Viana do Castelo 1 3 0 O
SEXO DOS CANDIDATOS CURSO DO 122 ANO (15 mais frequentes) ~ Setubal 13 17
Sexo  Cands. % Cols. % Curso 12° ano Cands.% Cols. % Santarém 13 Lo
o Portalegre 1 3 0 O
MaS(.:. 17 44 4 29 N064 Artes V|sua|§ o 10 26 3 21 Faro 1 3 0 o
Femin. 22 56 10 71 N600 Cursos Profissionais (D.L. 74/2004 9 28 5 36 Coimbra 1 3 0 0
Total 39 14 NC64 Artes Visuais (DL 272/2007) 9 23 2 14 Castelo Branco 1 3 1 7
N974 Recorrente - Artes Visuais 2 5 1 7 Total 39 14
o L ota
- P567 Desenhador projectista de vestuari 1 3 1 7
MEDIAS dos Colocados N970 Recorrente - Ciéncias e Tecnologi 1 3 1 7
Nota de candidatura  127,9 N084 Multimédia 3 17
Prova de ingresso 115,5 R820 Agrupamento 2I/geral 1 3 0 0
Média do 12° ano 134,5 P380 Ttlaﬁcm?o de design . 1 3 0 0
Média do 10°/11° ano 1345 NC60 Ciéncias e Tecnologias (DL 272/2 1 3 0 0
N671 Design de Comunicagao/Multimédi 1 3 0 0
NO083 Design de Equipamento 1 3 0 0
NO72 Design de Produto 1 3 0 0
DISTRIBUIC}OES DE NOTAS DE CANDIDATURA
. 15
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